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Аннотация
В работе представлены результаты численного моделирования параметров плазмы дугового источника в источнике поляризованных ионов SPI, предназначенного для получения высокоинтенсивных поляризованных пучков дейтронов и протонов. Моделирование выполнено с использованием библиотеки BOUT++. Исследовано распределение плотности плазмы по оси z, показывающее максимум на расстоянии 1,4 см от сопла. Определены механизмы, влияющие на распределение параметров плазмы и пути повышения степени ионизации атомарного пучка.
